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Verwendete Symbole und
Konstanten

Symbole :

Symbol Bedeutung Einheit
A effektiver Fresnelfaktor fiir X2 -
AA Arbeitsabstand m
o Kohérenzparameter des Lasers -
ayp Dampfungsfaktor 1/s
B effektiver Fresnelfaktor fiir X2, -
I} kritischer Exponent -
I6] Dispersionswinkel im Prismenkompressor ©
ci Steifigkeitsmodulus N/m?
C B/A fiir s-P-Polarisationskombination -

d minimaler Abstand m
) Auflésungsvermogen 1/m
6I''(2w,t) pumpinduzierte Anderung von I''(2w,t)  W/m?
0w 2w Eindringtiefen bei w bzw. 2w m
0 Phasendifferenz der Moden °
0z effektive Wechselwirkungslange m
dsp relativer Phasenwinkel °
AE(t) normierte Summe/Differenz von I (2w, t) -
At Zeitverzogerung s
Awg g+1 Frequenzabstand zweier Moden Hz
AT Laserpulslange s
AV mittlere Bindungswinkelabweichung °
AO Phase zwischen E'(2w) und E*(2w) °
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Verwendete Symbole und Konstanten

Symbol Bedeutung Einheit
Eou r elektrisches Feld bei 2w der Referenz V/m
Eoy s elektrisches Feld bei 2w der Probe V/m
Eou tot totales elektrisches Feld bei 2w V/m
E elektrischer Feldvektor V/m
ET(2w)  elektrisches Feld bei 2w fiir M1 V/m
B, Energie des Zustands k,l J

& langsam verdnderliche Totaleinhiillende -

f Brennweite m
f(E) Fermi-Dirac-Verteilungsfunktion -
flw) Fresnelfaktor fiir die Fundamentale -
F(2w) Fresnelfaktor fiir die zweite Harmonische -
F(t) Fouriertransformierte des Spektrums -

g Elektronen-Phononen-Kopplungskonstante W /m3K
g(t) langsam verdnderliche Einhiillende -
G(Aw) Fouriertransformierte von ¢(t) -

vy Proportionalitéitskonstante fiir X2, m/VG
r/2 Halbwertsbreite des a-Ge Ramanbandes 1/m
I Lichtintensitét W /m?
Loy Intensitat bei 2w der Referenz W /m?
Lo, s Intensitit bei 2w der Probe W /m?
Low tot totale Intensitéit bei 2w W /m?
I"(2w)  Intensitét bei 2w fiir M1 W /m?
IV (2w, t)  zeitabhiingige Intensitéit bei 2w fiir M1 W /m?
I1Y(2w)  Intensitéit bei 2w fiir M ohne Pumppuls W /m?
kouni elastische Kraftkonstanten kg/s?
k Imaginéarteil des Brechungsindex -

[ Prismenabstand im Prismenkompressor m
L Materiallange m
A Wellenlénge m
m Masse kg
MM Magnetisierung der Probe G

n Realteil des Brechungsindex -
Ny, 20 komplexer Brechungsindex bei w bzw. 2w -
Ny intensitatsabhéngiger Brechungsindex -
N numerische Apertur -

N komplexer Brechungsindex bei 2w -
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Symbol

€ & x
S

SRR IR RS
3

(w)

Bedeutung

Frequenz

Kreisfrequenz

Zentralfrequenz

polarisiertes Volumen

Einheitsvektor in p-Richtung
optischer Weg im Prismenkompressor
Polarisation

Polarisation n. Ordnung

Phase zwischen AX'2 und BX(()Z)d

Polarisationswinkel der Fundamentalen
Analysatorwinkel fiir die SHG
Phasenénderung des elektrischen Feldes
Gruppengeschwindigkeitsdispersion
Dispersion dritter Ordnung
Wellenfunftion des Zustands k,l
Photonenimpuls

magnetischer Kontrast

Materialdichte

Einheitsvektor in s-Richtung

normierte Summe von I (2w, T)
Verzogerungszeit

Temperatur

Curietemperatur

Anfangstemperatur

Laserpulslange

Einfallswinkel

Winkel zwischen Labor- und Kristallachsen

Phase zwischen Fs, s und Ey,, ,
maximaler Offnungswinkel
Gruppengeschwindigkeit
Schallgeschwindigkeit

dielektr. Suszeptibilitdt 1. Ordnung
dielektr. Suszeptibilitdt 2. Ordnung
Tensorkomponente von X
gerader /ungerader Anteil von X®@
Materialdicke

Einheit
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Verwendete Symbole und Konstanten

Konstanten :
Symbol Bedeutung
c Vakuumlichtgeschwindigkeit
e Elementarladung
h Plancksches Wirkungsquantum
My, atomare Masseneinheit
B Bohrsches Magneton

160

Wert

2.9979 -
1.6022 -
6.6261 -
1.6605 -
9.2740 -

108

10—19
1073
10—27
10—24

Einheit

m/s
C
Js
kg

J/T



